
















专利名称(译) 二维阵列超声探头

公开(公告)号 US8152729 公开(公告)日 2012-04-10

申请号 US12/347045 申请日 2008-12-31

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统公司

[标]发明人 YAMASHITA YOHACHI
YAMAMOTO NORIKO
ITSUMI KAZUHIRO

发明人 YAMASHITA, YOHACHI
YAMAMOTO, NORIKO
ITSUMI, KAZUHIRO

IPC分类号 A61B8/14 A61K6/083

CPC分类号 A61B8/4281 A61B8/4483 B06B1/0622

优先权 2008035829 2008-02-18 JP

其他公开文献 US20090209864A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

二维阵列超声探头设置有二维超声阵列和设置在阵列上的表面保护层。
二维超声波阵列二维地布置多个压电振动元件。表面保护层基本上由聚
丁二烯系列橡胶制成。聚丁二烯系橡胶由100重量份的聚丁二烯和1至5重
量份的甘油合成。
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